


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	电子显微镜高压电源纹波及稳定性测量方法
	申请/建议项目名称(英文)
	Ripple and stability measurement method for high-voltage power supplies in electron microscopes

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	咸阳威思曼高压电源有限公司

	目的、意义或必要性
	电子显微镜是材料科学、生命科学、半导体工业等领域的核心分析仪器，其分辨率与成像质量直接依赖高压电源的输出性能——特别是纹波和电源稳定性，是影响电子显微镜性能的核心指标。
纹波控制对电子显微镜成像质量至关重要。高压电源输出的纹波会直接作用于电子束，导致电子束发生不可控的偏转与抖动，进而造成成像画面模糊、细节丢失，严重时甚至无法捕捉到纳米级别的微观结构，使仪器的高分辨率优势形同虚设。
稳定性是保障电子显微镜定量分析准确性的基础。若高压电源稳定性不足，电子束的加速电压、聚焦强度等关键参数会随时间漂移，直接引发仪器放大倍数的波动和漂移。这种波动和偏移会导致同一观测对象的测量数据出现偏差，不仅影响定性分析的可靠性，更会使材料成分、半导体缺陷等核心定量分析结果失去参考价值。
国内外目前都没有专门针对电子显微镜高压电源（输出电压通常为 10kV-300kV）的标准，GB/T 33834-2017《微束分析 扫描电子显微术 生物试样扫描电子显微镜分析方法》仅聚焦特定应用场景（如扫描电镜生物试样分析）；ISO 10974-1:2018《透射电子显微镜 第1部分：通用要求》仅对透射电子显微镜的整机性能有定性要求。
随着我国半导体产业对制程芯片检测需求激增，电子显微镜高压电源的纹波控制精度及稳定性要求越来越高，国内目前电子显微镜高压电源的生产与检测缺乏统一标准，不同厂商采用自定义测量方法（如部分厂商仅测量空载纹波，忽略负载工况；部分采用不同采样频率计算稳定性），导致产品性能参数无可比性，下游用户（如科研院所、芯片制造企业）难以精准评估设备适用性，这已成为制约高端电子显微镜国产化及应用升级的关键瓶颈，亟需制定电子显微镜高压电源的纹波及稳定性的测量方法标准。
本标准拟规定电子显微镜高压电源纹波及稳定性的测量方法。
本标准适用于电子显微镜高压电源（输出电压通常为 10kV-300kV）纹波及稳定性的测量。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	







	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；scis@cis.org.cn。
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